
 

  

 

 

 

 
 

 

日本企業様向けセミナー 
フランスへ投資する理由 

2011 年 9 月 20 日 

 

• 14h30  受付 

AFII - 77 bd Saint Jacques Paris 14
ème 

 

• 15h00  開会 

  M. David APPIA, 対仏投資誘致担当大使・対仏投資庁長官 
 

S.E.M. Yasuo SAITO, 在フランス日本国特命全権大使 

M. Masashi OSHITA, 日本貿易振興機構パリ事務所所長 (ジェトロパリ) 

M. Tadashi NAKAJIMA, 在仏日本商工会議所会頭 

• 15h30  第一部 : フランスの魅力 : 2011年に決定された新制度  

Mme Sandrine COQUELARD, 対仏投資庁 法務担当官 
 

ラウンドテーブル / 滞在許可証やビザに関する討論 : 

M. Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN, 内務省移民/統合局, 滞在労働許可部移民課課長 

Mme Christelle CAPORALI-PETIT, 内務省移民/統合局, 滞在労働許可部移民課担当官 

Mme Carole LELEU, 移民局, 所長補佐    

 

Mme Raphaëlle MAYNIER, PWC Landwell事務所弁護士 

在仏日本商工会議所 

質疑応答 

• 16h30   第二部 : フランスのイノベーション : 未来への投資計画と技術提携 

M. Jean-Jacques YARMOFF, 企業支援・イノベーション振興機構, インターナショナルパートナーシップディ 

レクター 

M. Yoichi IIDA, NEDO新エネルギー・産業技術総合開発機構欧州事務所所長  

M. Philippe DELAHAYE, 東芝情報システム (フランス) 社社長 

質疑応答 

• 17h20  閉会 

Mme Satoka TONEGAWA, 対仏投資庁ジャパンデスク, 最近10年間の日系企業によるフランスへの投資状況  

M. David APPIA, 対仏投資誘致担当大使・対仏投資庁長官 

• 17h30  カクテル 


